
MICRO-SYSTEMES STIMULABLES

Matériaux utilisés: Elastomères Cristaux Liquides
Applications : Microfluidique (micropompes, microvannes, …),

Surfaces « actives »…

1ère Approche: « Soft Lithography » + Photo-polymérisation

2ème Approche: Photo-lithographie 3D à deux photons

CH2 CH

C O
O

(CH2)4

C

O C

O

OC4H9C4H9O OC
O

O

O

Direction of alignment
and also of contraction

Exemple de surface active

N2

HEATING STAGE

PERMANENT 
MAGNET

MOULD

GLASS SLIDE

SAMPLE

ZIPPER-LOCK BAG

UV LAMP

250 µm

Vue dessus 
d’une surface 
couverte d’un 
réseau de plots

« Ecriture » par UV 365 nm, résolution: 20µm.
Monomères non orientés

« Ecriture » par UV résolution: 20µm.
Monomères orientés

« Ecriture » à deux photons (80MHz 730 nm,
résolution: 5µm). Monomères orientés

Épaisseur des cellules: 10µm; Objectif: ouverture numérique 0.45, grossissement 50
Observation: T ~ 85 ºC (monomère: isotrope; élastomère: nématique), entre polariseurs croisés
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Plots coupés: 35% de contraction en chauffant
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